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REF: Hoe 78/K 051

El invento se re fie re  a un procedimiento para re­

ve la r  planchas para impresión fotosensibles expuestas foto
)

gráficamente, dotadas de un substrato de aluminio oxidado 

anódicamente y de una capa fotosensible, que contiene una 

o-naftoquinondiazida y  una resina soluble en á lc a l i .

Planchas para impresión del tipo mencionado se sue 

len revelar generalmente con soluciones alca lin as acuosas, 

preferiblemente soluciones de sa les tampón, con lo que se 

disuelven en e l revelador la s  zonas expuestas de la  capa.

En la  so lic itu d  .de patente alemana publicada nS 

2.507.503 se describe una solución de boratos y de cationes 

metálicos monovalentes para e l revelado de capas que sirven 

como capas fo to -resisten tes. ,Como m aterial de substrato se 

indica cobre.

Para e l  revelado de planchas para la  impresión pía 

na dotadas de substratos de aluminio, se emplean preponde- 

rantemente soluciones de fo sfato s alcalinos o s ilic a to s  a l­

calinos, t a l  como se desprende de la  patente alemana nS 

1.200.133. '

Para e l revelado de placas fotoendurecibles, o sea 

de trabajo negativo, en especial a base de iminoquinondia" 

zidas, se describe.en la  patente alemana na 1.193*366 una 

solución acuosa a lca lin a correspondiente, que contiene adi 

cionalmente determinados cationes metálicos polivalentes y 

eventualmente un formador de complejos. La ventaja de ta les 

reveladores radica en un menor ataque a la  p la n til la  foto' 

g rá fica  fotoendurecida. Como m aterial de substrato para las 

capas que han de ser reveladas, se indica aluminio metálico 

cinc y  hoja de papel.

En la  patente alemana nS 2.027.467 se describe f i



nalmente la  u tilizac ió n  de soluciones reveladoras del tipo 

citado en último lugar, destinadas a l revelado de capas fo- 

topolimerizables expuestas, que están aplicadas sobre subs­

tratos d istin to s, entre otros sobre aluminio, que eventual­

mente puede estar oxidado anódicamente. A este respecto no 

se m anifiesta nada sobre un efecto especial de la  solución 

en determinados substratos.

Los reveladores citados a l principio , conocidos 

para e l revelado de capas p o sitivas, se utilizaban también 

para la s  planchas para impresión plana sobre aluminio oxi­

dado anódicamente como substrato, empleadas frecuentemente 

en el último tiempo y  preferidas debido a su a lto  rendimier 

to de impresión. A este respecto se producían oscilaciones 

en la  calidad y en la s  tiradas obtenidas con ta le s  plancha: 

oscilaciones que por lo pronto no podían ser explicadas.

En la  investigación de este problema se descubrió 

entonces que ta le s  oscilaciones se debían, a l menos en par­

te , a que los reveladores empleados atacan y  destruyen en 

parte la  capa de óxido generada por v ía  anódica. Este fenó­

meno depende por ley  natural de la  concentración o respec­

tivamente del pH de la  solución reveladora, de la  tempera­

tura del revelador.y de la  duración del revelado. Ahora 

bien, se comprobó asimismo que e l ataque del óxido se pone

especialmente de manifiesto cuando la  capa de óxido se so-
.t

mete, antes de aplicarse la  capa fotosensible, a un tra ta ­

miento previo, por ejemplo, con ácidos v ín ílfo rfó n ico s o 

p o liv in ilfo sfó ric o s .

El invento se propuso ofrecer un procedimiento de 

revelado para planchas fotosensibles para la  impresión, do­

tadas de un substrato de aluminio anodizado y  una capa fo -
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1 tosensible que contiene una o-naftoquinondiazida y  una re­

sina soluble en á lc a l i ,  en e l que la  capa de óxido produci­

da anódicamente se vea atacada de forma menos fu erte , y de­

bido a e llo  se garantice una tirada relativamente grande.
!

5 - i E l invento parte de un procedimiento para e l  reve-
}

ladOj de planchas para impresión fotosensibles y expuestas 

fotográficamente, dotadas de un substrato de aluminio oxida 

do anódicamente, y  de una capa fotosensible que contiene 

una o-naftoquinondiazida y una resina soluble en á lc a l i ;

10
i

procedimiento en e l que la s  zonas expuestas de la  capa se 

eliminan mediante lavado con una solución de revelador alca 

lin a  acuosa.

E l procedimiento de acuerdo con e l invento está ca­

racterizado por e l hecho de que e l revelado se lle v a  a cabo

18 en presencia de un compuesto ionizable de un elemento de los 

- grupos principales 1 1  ó 1 1 1 ,  o bien del grupo secundario 

111 del Sistema Periódico.

E l procedimiento puede ser puesto en práctica de 

manera especialmente sen c illa  y  ventajosa, s i  para e llo  se
20 agrega e l compuesto ionizable a la  solución reveladora.

Ahora bien, es posible asimismo que e l compuesto 

ionizable sea ya desde un principio parte componente de la  

plancha fotosensible para la  impresión y  esté dispuesto de 

t a l  modo en e l la ,  que durante e l  revelado se disuelva a l me
25 nos^parcialmente en e l revelador. A este respecto, e l com­

puesto puede estar contenido, o bien en la  capa fotosensi­

b le , o bien en una capa separada, que puede estar dispuesta 

encima o debajo de la  capa fotosensible. Una forma convenien

30
te de realización consiste, por ejemplo, en que dicho com­

puesto se aplique a la  vez que se lle v a  a cabo pl tratamien
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to previo antes mencionado de la  capa de óxido con un ácido 

v in ilfo sfó n ico .
!

S i e l compuesto es una parte componente de la  plan­

cha para impresión, puede estar contenido en e lla , por re­

g la  general, en cantidades de 0 ,0 1 a 6, preferiblemente 

0 ,1  a 3 g/m . A este respecto se emplean, por reg la  general, 

en una capa in ferio r cantidades menores que en la  capa fo ­

tosensible o en una capa de cubierta.

S i se agrega e l compuesto a la  solución reveladora, 

ésta debería contener aproximadamente 0,001 a 0 ,5 % en pe­

so, con preferencia 0 ,0 1.a  0, 3 % en peso del compuesto ion! 

zable.

La solubilidad de los compuestos debe ser por lo 

menos suficiente para conseguir la  concentración deseada 

en la s  soluciones correspondientes. Como adición para la  

' solución reveladora se emplean con preferencia sales óxidos 

o hidróxidos hidrosolubles. Como sales ionizables son apro­

piados en especial halogenuros, su lfato s, n itra to s, formia 

to s , acetatos, propionatos, maleatos, lactato s, levu lin a- 

to s , malonatos, adipatos o fumaratos. En especial son pre­

fe r ib le s  los compuestos ionizables del ca lc io , estroncio o 

bario.

Para elevar lá  solubilidad de los compuestos ion i­

zables, se le  puede agregar a la  solución una cantidad pe­

queña de un foimador de complejos, por ejemplo, de un com­

puesto orgánico capaz de formar con los cationes correspon­

dientes un compuesto quelato con an illo  de 5 6 6 eslabones.

30

Formadores de complejos adecuados son ácidos hidro- 

x icarb o xilico s, ácidos aminocarboxílíeos, compuestos p o li-  

carbonilicos enolizables, compuestos de nitrógeno con con-
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1 tenido de grupos hidroxilos o carboxilos, y fenoles. Ejem­

plos de ta le s  formadores de complejos vienen indicados en 

la  patente alemana na 1.19 3 .36 6 .

* Parte componente principal de la  solución acuosa de

5 revelado son, de la  manera conocida, sustancias de acción 

a lca lin a , ta le s  como á lc a lis  inorgánicos u orgánicos, débi­

le s , 0 fu ertes, por ejemplo, sales a lcalinas de ácidos débi­

le s  0 medianamente fu ertes, ta le s  como vidrio  soluble, me- 

ta s il ic a to  sódico, fosfato  sódico 0 potásico secundario 0

10 te rc ia r io ; bases ta le s  como hidróxido sódico 0 potásico, 

dietilam ina, etanolamina.o trietanolamina. Estos compuestos 

a lca lin o s se emplean eventualmente en una mezcla en la  que 

ejerzan efecto tampón. Su cantidad se calcula de modo que 

e l va lo r pH de la  solución oscile  en la  gama comprendida
18 entre aproximadamente 10,5  y 14 , con preferencia entre 12 

' y 13 , 5 * Son especialmente ventajosos lo s s il ic a to s  a lc a l i ­

nos hidrosolubles.

20

Las soluciones de revelado pueden contener además 

compuestos ionogéneos 0 no ionogéneos tensioactivos, agen­

tes antiespumantes y compuestos de alto peso molecular h i- 

drosolubles para aumentar la  viscosidad, por ejemplo, poli- 

g lic o le s , polialcohol de v in ilo  0 éter de celulosa.

La solución de revelado contiene como disolvente

25
preferentemente tan solo agua. Ahora bien, es posible agre- 

gar en cantidades pequeñas, es decir, de hasta aproximada­

mente 5 % en peso, de disolventes orgánicos m iscibles con

30

agua.

Los m ateriales de copiar que han de ser revelados 

por e l procedimiento de acuerdo con e l invento, contienen 

como sustancias fotosensibles o-naftoquinondiagidas, en es-



pecia l los ásteres o amidas de ácido naftoquinon-(l,2)-dia- 

zido-(2)-su lfónico. Las capas fotosensibles contienen ade- 

más resinas solubles en á lc a l i ,  por ejemplo, resinas fenó- 

l ic a s , polimerizados mixtos de ácido acrilico  o m etacrili- 

co, polimerizados mixtos de ácido malóico y otros polim eri- 

zados que contienen grupos carboxílicos. Son p referib les 

la s .resin as fen ó licas, en especial, novolacas.

Otras partes componentes posibles de la  capa- son . 

cantidades pequeñas de resinas no solubles en á lc a l i ,  colo­

rantes, p la stific a n te s , agentes mejoradores de la  adheren­

cia  u otros aditivos usuales.

- Como substrato para la  capa se emplea aluminio por­

tador de una capa porosa de óxido generada por v ía  anódica. 

Antes de la  anodización es conveniente asperizar e l alumi­

nio por v ía  mecánica, química o e le c tro lít ic a . La anodiza­

ción se efectúa de la  manera conocida, por ejemplo, en ác i­

do sulfúrico o fo sfó rico , con preferencia en condiciones 

ta le s , que se obtenga una capa de óxido con un peso de capa 

de aproximadamente 0,5  a 10 g/m . E l grueso de la  capa de 

óxido depende en cada caso del f in  deseado de u tilizac ió n . 

Gracias e l cuidadoso procedimiento de revelado de acuerdo 

con e l invento resu lta  posible emplear gruesos menores de 

la  capa de óxido, y  ahorrar con e llo  tiempo y  gastos.

Resulta ventajoso someter la  capa de óxido, antes 

de ser aplicada la  capa fotosensible, a un tratamiento pre­

vio para la  mejora de la  h id ro fil ia , por ejemplo, con un 

ácido v in ilfo sfó n ico , en especial ácido p o liv in ilfo sfó n ico , 

t a l  como se describe, por ejemplo, en la  patente alemana ns 

1 . 621 .478 .

Mediante e l invento se consigue que en pl revelado
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1 del m aterial de copiar descrito sea atacada la  capa de óxi­

do en medida considerablemente menor que cuando se emplean 

soluciones de revelado o m ateriales de copiar por lo demás 

iguales, que no contengan lo s  compuestos ionizables descri-

3 tos más arrib a. Esta ventaja se pone de manifiesto especial 

mente en substratos para capas, cuya capa de óxido ha sido 

tratada previamente de la  manera que ha sido indicada. El 

procedimiento es aplicable con ventaja especial en e l  reve­

lado en dispositivos de revelado automáticos, en los que

10 no es posible un tratamiento con intensidad d istin ta  de 

puntos mayores exentos de imagen, y  puntos con mayor cubri­

ción de imagen. También se pone aquí especialmente de mani­

fie s to  la  ventaja de que e l Revelador se mantiene durante 

más tiempo l is to  para e l  uso, puesto que se vé impurificado
1S en menor medida por e l óxido de aluminio eliminado por ero- 

* sión.

E l invento será explicado a base de los ejemplos s i ­

guientes, en los que partes en peso (p .e.p) y  partes en vo­

lumen (p .e .v .)  están en la  relación de entre g y c .c . Los
20 tantos por ciento son tantos por ciento en peso, siempre

que no se indique lo contrario. 

Ejemplo 1

Se disuelven

25
0,76 p .e .p . del producto de la  esterificación  de 1  mol de 

' 2 , 3 , 4-trihidroxi-benzofenona y 3 moles de clo­

ruro del ácido naftoquinon-(1 ,2 ) -d iazid -(2)-5- 

sulfónico,

30

0,58 p .e .p . del producto de la  esterificación  de 1  mol de 

2 , 2 '-d ih id ro x i-d in a ft il- ( l, 1 ' ) -metano y 2 moles 

de cloruro del ácido naftoquinon-(l,2)-diazid-
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(2 ) - 5-su lfonico,

' 0 ,19  p .e .p . de clorurp del ácido naf toquinon-(1 ,2 ) -d iazid-

5

(2 )-4 - s u lf6nico,

5,85 p .e .p . de una novolaca de cresol-formadehido con un 

l punto de reblandecimiento de 105 * 120° C,

0,0*/! p .e .p . de v io le ta  c r is ta l  

en úna mezcla de disolventes a base de

¿i-0 p .e .p . de éter etilenglicolmonometílico,
' f . . 
50 p .e .p . de tetrahidrofurano,

10 10 p .e .p . de butilacetato .

18

Con esta solución se recubre una plancha de alumi­

nio asperlzada por v ia  e le c tro lít ic a  y  anodizada, con un 

peso de Óxido de 3,20  g/nA El substrato de aluminio anodizi 

do fúé tratado, con anterioridad a lá  aplicación de la  capa 

copiativa fotosensible, con una solución acuosa de ácido

p o liv in ilfo sfó n ico , obteniéndose un peso de la  capa de

20

0,02 g/m .̂

El material presensibilizado a s i obtenido fué expues 

to fotográficamente debajo de un modelo positivo  transpa-

rente, y  a continuación se reveló con la  solución siguiente:

28

0,58 p .e .p . de hidróxido sódico,

4,86  p .e .p . de m etasilicato sódico . 9 agua, 

1^,00 p .e .p . de p o lig lic o l 200,

0,20 p .e .p . de sulfato de aluminio,

100,00 p .e .p . de agua desalinizada totalmente.

Debido a l revelado se eliminan la s  partes de la  ca-

30

pa copiativa que han sido descompuestas por la  luz, perma­

neciendo sobre e l substrato de la  capa lo s puntos de imagen

no expuestos a la  luz, obteniéndose la  p la n til lé  (positiva)
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1 de impresión correspondiente a l modelo. Con e l molde de im­

presión a s í obtenido se pueden producir en una máquina
*

o ffse t  unas 200.000 impresiones irreprochables.

E l comportamiento d istin to  de este revelador con
5 respecto a un revelador por lo demás igual, s i  bien sin la  

adición del su lfato  de aluminio, se pone especialmente de 

m anifiesto, s i  la  plancha fotosensible de impresión obteni­

da conforme a l ejemplo 1  se somete, después de la  exposi­

ción fo tográ fica , durante tiempos diferentes a la s  dos so-

10 luciones de revelado. S i .e l  molde de impresión expuesto fo ­

tográficamente se tra ta  en un aparato basculante con la  so­

lución de revelado sin  adición del compuesto de aluminio, 

a aproximadamente 23° C, se comprueba ya a l cabo de 5 minu­

tos un ataque del óxido en puntos discretos de la  superfi-
18 cíe  del substrato exenta de imagen. Después de 10 minutos 

' se pone finalmente de manifiesto un ataque del óxido en una 

gran su p erfic ie , aclarándose la  superficie del óxido, que 

primitivamente aparecía gi?is, del substrato anodizado en 

lo s puntos exentos de imagen, quedando recubierta con una
20 capa blanca.

S i ,  por e l  contrario, se trata  e l molde de impre­

sión expuesto fotográficamente, en las  mismas condiciones 

de ensayo, con la  solución de revelado indicada más arriba,

25
o sea, en presencia de iones de aluminio, no se puede com- 

*probar en los puntos exentos de imagen nada mas que un ata­

que muy pequeño del óxido, incluso a l cabo de 20 minutos de 

actuación.

30

Ejemplo 2

Una plancha para imprimir obtenida como en e l ejem­

plo 1 .se revela , después d e .la  exposición fotográfica deba-
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jo Ae una d isp ositiva, de la  manera conocida con una solu-

5

ción de la  composición siguiente:

7,20 p .e .p . de m etasilicato sódico . 9 agua,

0,02 p .e .p . de la  sa l sódica de un óster su lfúrico de a l­

cohol graso-éter p o lig licó lic o ,

0 ,0 1 p .e .p . de un agente antiespumante usual en e l comer­

cio ("antifoam 60),

0,03 p .e .p . de hidróxido de estroncio,

0,06  p .e .p . de ácido levu lin ico ,

10 92,68 p .e .p . de agua desalinizada totalmente.

Con e l molde de imprenta a si obtenido se pueden pro­

ducir en una máquina o ffse t unas 230.000 impresiones ir r e ­

prochables.

Después de actuar este revelador durante 13 minutos
18 a 23°  C sobre la  plancha para imprimir expuesta, no se com-

- prueba ninguna erosión del óxido. S i , en cambio, la  solu-

ción de revelado indicada más arriba no contiene iones de

20

estroncio, entonces resu lta , en condiciones de ensayo com­

parables, una erosión fuerte del óxido (aproximadamente 44

% en peso) en los puntos exentos de imagen. Es notable ade-

más e l ataque de la  p la n til la  de imprimir, que resu lta  v i -

sib le  de manera especialmente llam ativa en los llamados me­

dios tonos de una cuña escalonada de medios tonos, expuesta

28
a l mismo tiempo. En cambio no se observa ya este ataque en 

la  cuña escalonada en presencia de los iones de estroncio

agregados a l revelador de acuerdo con e l invento.

30

Ejemplo 3

Una plancha para imprimir obtenida como en e l ejem­

plo 1  se revela , después de expuesta fotográficamente deba-

-
jo  de una diapositiva, con una solución que contiene:
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1 36 p .e .p . de m etasilicato sódico . 9 E^O,

0 ,1  p .e .p . del* agente humecta-nte aniónico indicado en 

e l  ejemplo 2 ,

0,03 p.e.p. de un agente antiespumante,

3 464 p .e .p . de agua desalinizada totalmente 

y  1 ,5  p .e .p . de una solución de

1 ,0  g de ácido levulínico y 

0,3 g de hidróxido de ca lc io , en

10

15  c .c . de agua.

Corresponde ésto a un contenido de unos 3,5  mg de Ca** en 

100 c .c . de solución de revelador.

La h id ro fil ia  del fondo del molde de impresión así 

obtenido en la  máquina de imprimir, es excelente.

S i la  plancha para imprimir, o bien e l m aterial del
15 substrato no sensibilizado se baña durante 15  minutos en 

- la  solución reveladora indicada más arriba, no se produce 

ninguna modificación v is ib le  de la  superficie del aluminio.

Una solución de revelado correspondiente, sin la  

adición de lo s iones de Ca**, origina en cambio en e l mis-
20 mo tiempo, como consecuencia de ataque químico, una capa 

blanca gredosa sobre la  su perficie  del aluminio.

En los ejemplos 4  a 7 siguientes se procede de mane­

ra  correspondiente a los ejemplos 1  y  2, y  después de expue

25
tas y reveladas la s  planchas fotosensibles para imprimir 

obtenidas, se obtienen resultados sim ilares. Para los ejem­

plos siguientes se dan por lo  tanto únicamente, siempre que 

sean p recisas, la s  recetas de la s  soluciones de recubrimien

30

to , la  naturaleza del substrato anodiza.do empleado y la  com 

posición de la  solución de revelado correspondiente.

Ejemplo 4  ,
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Un molde de imprenta obtenido como en e l ejemplo 1

se revela de la  manera conocida; una vez expuesto fotográ-
)

ficamente debajo de una d iapositiva; con una solución de la

5

composición siguiente:

4 ,5  p .e .p . de m etasilicato sódico . 9 Ĥ O,

0 ,5  p .e .p . de hidróxido sódico,

0,5 p .e .p . de óxido de b o ro -111,

95)0 p .e .p . de agua desalinizada totalmente. 

Ejemplo 5

10 Para la  preparación de la  solución de recubrimiento

se disuelven

1,2 0  p .e .p . del producto de la  esterificacón  de 1  mol 

del áster e to x ie tilico  del ácido 4 ,4 -b is -  

(4-h idroxifen il)-n-valérico  y 2 moles de ele
15 ruro de ácido naftoquinon-(l,2)-diazid-(2)-

' 5-sulfónico,

6,00 p.e.p. de la  novolaca descrita en e l ejemplo 1 ,

0,19  p .e .p . de cloruro de ácido naftoquinon-(l,2)-d ia z i<3 

(2) -4-sulfónico,
20 0,07 p .e .p . de v io le ta  c r is ta l

en una mezcla de disolventes a base de

.40  p .e .p . de etilenglicolmonometiléter y 

50 p .e .p . de tetrahidrofurano.

25
Con̂  esta solución se recubre una plancha de aluminio aspe-

30

rizada por v ía  e le c tro lít ic a  y anodizada conforme a l ejem­

plo 1 . Después de expuesto fotográficamente debajo de una 

diapositiva, se revela e l molde de imprenta con un revela­

dor de la  composición siguiente:

2,50 p .e .p . de hidróxido sódico,

22 ,5  p .e .p . de m etasilicato sódico . 9 HgO, <
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1 .0  p .e .p . de ácido levu lín ico ,

0 ,2$ p .e .p . de cloruro de bario,

475 ,00 p .e .p ¡ de agua desalinizada totalmente.

Ejemplo 6

Para la  preparación de l a  solución de recubrimiento 

se disuelven

1.0 0  p .e .p . del áster 4-(ct,oí-dim etil-benzil)-fenílico

del ácido naftoquinón-(l,2)-d iaz id -(2) -4-  

sulfónico,

0,49  p .e .p . del producto de la  esterificación  de 1  mol 

de 2 ,2 '-d ih id ro x i-d in a ftil-( 1 , 1 ' ) -me tano y  

' .1  mol de cloruro de ácido naftoquinon-(l,2)

d iazid-(2)-5-su lfón ico ,

0 ,2 1 p .e .p . de cloruro de ácido naftoquinon-(l,2)-diazió 

(2 )-4-sulfónico

0,07 p .e .p . de base de v io le ta  c r is ta l,

5,80  p .e .p . de la  novolaca indicada en e l ejemplo 1  en 

una mezcla de disolventes a base de 

35 p .e .p . de etilenglicolm onom etiléter,

45 p .e .p . de tetrahidrofurano,

10  p .e .p . de butilacetato .

Con esta solución se recubre una plancha de aluminio aspe-

rizada por v ía  e le c tro lít ic a  y anodizada, con un peso de

óxido de 3,30  g/m . Después de expuesto fotográficamente de
(

bajo de una d isp ositiva , e l  molde de imprenta se revela cor 

un revelador de la  composición siguiente:

2,90 p .e .p . de hidróxido sódico,

24,25  p .e .p . de m etasilicato sódico . 9 agua,

5.00 p .e .p . de p o lig lic o l 200,

0,50 p .e .p . de cloruro de estroncio . 6 agua,
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1 1,0 0  p .e .p . de ácido levu lín ico ,

475,00  p .e .p . de agua desalinizada totalmente.

Ejemplo 7

Una plancha para imprimir obtenida como en e l ejem-

8 pío 1  se revela , después de expuesta fotográficamehte deba­

jo  de una d iapositiva, con una solución de la  composición

siguiente:

- 7,20 p .e .p . de m etasilicato sódico . 9 agua .

.0,02 p .e .p . del agente humectante aniónico indicado en

10 e l ejemplo 2,

0 ,01 p .e .p . de un agente antiespumante,

-0,20 p .e .p . de cloruro de.lantano,

92,60 p .e .p . de agua desalinizada totalmente. 

Ejemplo 8
18 Una plancha para imprimir de aluminio, asperisada

' ' por v ía  electroquímica anodizada y provista de la  misma ca-

pa fotosensible que en e l ejemplo 6, se revela, después de 

expuesta debajo de una p elícu la  p o sitiva , en una máquina de

revelar usual en e l comercio. En la s  dos cubetas de revela-
20 do se encuentran 15  y 5 l i t r o s  respectivamente, de la  solu-

ción de más abajo. En la  última cubeta está contenida una

solución a l 1  % de ácido fosfórico  en agua desalinizada to-

talmente. Las soluciones se pulverizan mediante toberas so­

bre la  plancha de imprimir que ha de ser revelada, y  son
23 trasegadas continuamente por bombas. 

Solución de revelado:

0,58 p .e .p . de hidróxido sódico,

4,86  p .e .p . de m etasilicato sódico . 9 agua, 

1,00  p .e .p . de p o lig lic o l 200,
30

-
0,007 p .e .p . de cloruro de estroncio . 6 agua?
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100,00 p .e .p . de agua desalinizada totalmente,

Hedíante e l  revelado se obtiene un molde de imprenta 
)

correspondiente a l  modelo. E l peso del óxido de la  plancha 

de aluminio para imprimir prim itiva -todavía sin revelar- 

asciende a 2 ,74- g/m . Después de una pasada a través de la  

máquina asciende e l peso del óxido en los puntos exentos 

de imagen a 2,52 g/m = 92 %, y después de 3 pasadas, toda- 

v ía  a 2,16  g/m = 79 % del valor prim itivo. Sin cloruro de 

estroncio en la  solución de revelado, la  erosión del óxido 

es sustancialmente más a lta . Al cabo de 3 pasadas por la  má 

quina se obtienen planchas para imprimir, que únicamente 

tienen ya 60 a 55 % del peso prim itivo del óxido.

Ejemplo 9

Se disuelven

0,75 P*e.p. del producto de la  esterificac ión  de

1  mol de 2 ,3 ,4- trihidroxi-benzofenona y 

3 moles de cloruro de ácido naftoquinon-(l,2)- 

d iazid-(2)-5-su lfónico,

0,58 p .e .p . del producto de la  esterificación  de

1  mol de 2 ,2 '-d ih id ro x i-d in a ftil-(l,l ')-m etan o  y

2 moles de cloruro de ácido naftoquinon-(l,2)-

diazid-(2)-5-sulfónico,

0,18  p .e .p . de cloruro de ácido naftoquinon-(1 ,2 ) -diazid- 

(2) - 4-su lfónico,

5,80 p .e .p . de la  novolaca de cresol-formaldehido indicada

en e l ejemplo 1,*

5,00 p .e .p . de cloruro de estroncio (con 6 moles de agua),y 

0,07 p .e .p . de v io le ta  c r is ta l  

en una mezcla de disolventes a base de 

40 p .e .p . de etilenglicolmonometiléter, <
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t .

30 p .e .p . de tetrahidrofurano, y 

10 p .e .p . de butilacetato.

Con esta solución se recubre una plancha de aluminio 

obtenida y tratada previamente como en e l ejemplo 1 .

E l m aterial presensibilizado a s í obtenido se expone 

fotográficamente debajo de un modelo positivo  transparente, 

y a continuación se revela con la  solución siguiente:

- 0,58 p .e .p . de hidróxido sódico,

4,85  p .e .p . de m etasilicato sódico . 9 agua,

1,00  p^e.p. de p o lig lic o l 200.

100 p .e .p . de agua des.alinizada totalmente.

' E l comportamiento d istinto de este revelador frente 

a la  plancha para imprimir a s í obtenida, en comparación con 

una plancha para imprimir por lo de más igu al, s i  bien sin 

la  adición de cloruro de estroncio . 6 agua, se pone c la ra - 

' mente de manifiesto s i  la s  correspondientes planchas para 

imprimir se someten, después de expuestas fotográficamente, 

durante 5 a 10 minutos a la  solución de revelado. Mientras 

en la  plancha para imprimir exenta de la  sa l de estroncio 

se puede comprobar a l  cabo de 10 minutos en la  capa copia- 

t iv a  un fuerte ataque del óxido y de la  capa, no presenta 

la.plancha para imprimir con la  capa copiativa dotada de 

cloruro de estroncio ningún ataque del óxido en los puntos 

exentos de imagen.

Ejemplo 10

Una capa copiativa de la  composición siguiente en 

% en peso:

10,16  p .e .p . del producto de la  esterificac ión  de

.1 mol de 2 ,3 )4-trihidroxi-benzofenona y 

3 moles de cloruro de ácido naftoquinon-(l,2)

- 17 -
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diazid-(2)-5-su lfónico,

7;86 p .e .p . del producto de la  esterificación  de

1  mol de 2 ,2 '-d ih id ro x i-d in a ftil-(l,l ')-m etan o  y

2 moles de cloruro de ácido naftoquinon-(1 ,2 ) -

d iazid-(2)-5-su lfóaico ,

2,43  p .e .p . de cloruro de ácido naftoquinon-(l,2)-d iazid-4- 

sulfónico,

78,60 p .e .p . de la  novolaca de cresol-formaldehido indicada 

en e l  ejemplo 1 ,  y  

0,95 p .e .p . de v io le ta  c r is ta l

se ap lica  sobre un substrato de aluminio asperizado por v ía  

electroquímica y  anodizado, que previamente ha sido tratado 

con una solución acuosa a l 0,3 % de ácido .poli v in i l f  osí óni- 

co. Sobre la  capa copiativa se ap lica entonces y se deja se 

car una solución de

5,53 p .e .p . de polialcohol de v in ilo  (valor K: 8; 12%

de grupos residuales de acetilo)

1,40  p .e .p . de po liv in ilp irro lidon a,

0,07 p .e .p . p o lig lico lé te r  de alcohol graso,

5,00 p .e .p . de cloruro de estroncio . 6 agua,

en 88,00 p .e .p . de agua de salinizada totalmente.

E l m aterial presensibilizado a s í obtenido se expone

fotográficamente debajo de un modelo positivo  transparente,

y  a continuación se revela con e l  mismo revelador que en e l
.(

ejemplo 9*

E l comportamiento d istin to  de estas planchas para 

imprimir, dotadas de una capa cubriente con contenido de un: 

sa l de estroncio, en comparación con una plancha para impri 

mir correspondiente, sin contenido de sa l de estroncio, se 

pone de m anifiesto especialmente, s i  la s  dos planchas para



imprimir se bañan durante 10 -  15  minutos en e l revelador. 

Ya a l cabo de 10 minutos de tratamiento, la  plancha para 

imprimir exenta de estroncio presenta un marcado ataque del 

óxido, mientras que la  plancha para imprimir con la  capa 

cubriente con contenido de entroncio se encuentra todavía 

irreprochable, incluso después de 15  minutos de tratamiento 

con e l revelador.

Ejemplo 11

Una plancha de aluminio asperizada por v ía  e lectro­

química y anodizada se trata  durante un minuto, a 60 0̂ , con 

una solución acuosa de

5)0 % en peso de cloruro de estroncio . 6 agua^ y 

0,3 % en peso de ácido p o liv in ilfo sfó n ico .

El exceso se elimina con una rasqueta y después de secar, 

se recubre la  plancha de aluminio a s í pretratada, con una 

solución de '

0)75  P*e.p. del producto de la  esterificac ión  de

1  mol de 2 , 3 .4-trihidroxi-benzofenona y 

3 moles de cloruro de ácido naftoquinon- 

(l,2 )-d iaz id -(2)-5-su lfó n ico ,

0,58 p .e .p . del producto de la  esterificac ión  de

1  mol de 2 ,2 '-d ih id ro x i-d in a ftil-(1 , 1 ' )  me­

tano y

2 moles de cloruro de ácido naftoquinon-

(l,2 )-d iaz id -(2)-5-su lfó n ico ,

0,18  p .e .p . de cloruro de ácido naftoquinon-(l,2)-d iazil 

(2 )-4-sulfónico

5)80  p .e .p . de la  novolaca de cresol-formaldehido in d i­

cada en e l ejemplo 1 ,  y

0,07 p .e .p . de v io le ta  c r is ta l
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en una mezcla de disolventes a base de

40 p .e .p . de etilenglicolmonometiléter,
*

50 p .e .p . de tetrahidrofurano y 

.10 p .e .p . de butilacetato , 

y  después se seca. . '

j La plancha fotosensible para imprimir a s í obtenida 

se expone fotográficamente debajo de un modelo positivo 

transparente, y  se revela con e l revelador indicado en e l 

ejemplq 9.

 ̂ Incluso después de 15  minutos de actuación del reve 

lador, no se comprueba ataque del óxido en los puntes exen 

tos-de imagen. En cambio s i  se prepara una plancha para im 

primir correspondiente, en la  que la  mano previa no contien 

ninguna sa i de estroncio, se comprueba ya a l cabo de 10 mi 

ñutos de actuación del mismo revelador un marcado ataque 

del óxido.

En resumen, la  Patente de Invención que se so lic ita  

deberá recaer sobre la s  siguientes:

REIVINDICACIONES

1 . Un procedimiento para revelar planchas para la  

impresión fotosensibles expuestas fotográficamente, dotadas 

de un substrato de.aluminio oxidado anodinamente y de una 

capa fotosensib le, que contiene una o-naftoquinondiazida y 

una resina soluble en á lc a l i ,  procedimiento en e l que la s  

zonas expuestas de la  capa se eliminan mediante lavado con 

una solución de revelador a lca lin a  acuosa, caracterizado 

porque e l  revelado se lle v a  a cabo en presencia de un com­

puesto ionizable de un elemento de los grupos principales 

I I  ó I I I ,  o del grupo secundario I I I  del Sistema Periódico.

2 . Un procedimiento de acuerdo con la  reivindica



ción 1 ,  caracterizado porque e l compuesto ionizable se agi^ 

ga a la  solución de revelador.

3 . Un procedimiento de acuerdo con la  reivind ica­

ción 1 ,  caracterizado porque e l compuesto ionizable es par­

te componente de la  plancha fotosensible para imprimir, d i­

solviéndose en e l revelador durante e l revelado.

4 . Un procedimiento de acuerdo con la  reivind ica­

ción 3 , caracterizado porque e l compuesto ionizable es par­

te componente de la  capa fotosensib le.

5* Un procedimiento de acuerdo con la  reivind ica­

ción 3 , caracterizado porque e l compuesto ionizable está 

contenido en una capa situada encima o debajo de la  capa fo 

tosensible.

6. Un procedimiento de acuerdo con la  reivind ica­

ción 2, caracterizado porque se emplea una solución de re -

' velado que contiene 0,001 a 0,5 % en peso del compuesto 

ionizable.

7 . Un procedimiento de acuerdo con la  reivind ica­

ción 1 ,  caracterizado porque, como compuesto ionizable, se 

u t i l iz a  un compuesto del calc io , del estroncio o del bario.

8. Un procedimiento de acuerdo con la  re iv in d ica­

ción 1 ,  caracterizado porque e l compuesto ionizable se em­

plea en forma de sa les , óxidos o hidróxidos hidrosolubles.

 ̂ 9 . Un procedimiento de acuerdo con la  reivind ica­

ción 1 ,  caracterizado porque se emplea adicionalmente un con 

puesto capaz de formar complejos con los cationes del com­

puesto ionizable.

10 . Un procedimiento de acuerdo con la  re iv in d i­

cación 2 , caracterizado porque se emplea una solución de 

revelado que tiene un valor pH de 10,5  a 14 . ,
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1 11 . Un procedimiento de acuerdo con la  reivind ica­

ción 1 ,  caracterizado porque la  capa de óxido del substrato,
' y

generada por v ía  anódica, ha sido tratada, con anterioridad 

a la  aplicación de la  capa fotosensible, con una solución

8 de ácido v in ilfo sfó n ico  o de ácido po liv in ilfosfón ico .

12 . Un procedimiento de acuerdo con la  reivind ica­

ción. 1 1 ,  caracterizado porque la  capa de óxido producida 

por v ía  anódica se tra ta  con una solución de ácido v in ilfo s ­

fónico o ácido p o liv in ilfo sfó n ico , que contiene*adicional-

10 mente e l compuesto ionizable.

13 . Se reivindica.por último como objeto sobre e l 

que ha de recaer la  Patente de Invención que se so lic ita :

UN PROCEDIMIENTO PARA. REVELAR? PLANCHAS PARA LA IMPRESION FO 

TOSENSIBLES EXPUESTAS FOTOGRAFICAMENTE.
18 Todo conforme queda descrito y reivindicado en la  

'presente memoria descriptiva que consta de veintidós pági­

nas mecanograficas.

80

Madrid, 10 agosto 1.979 
. BERNARDO UNGRIA .
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